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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピクセル構造であって、
　基板と、
　前記基板の上に設けられたスキャンラインおよびデータラインと、
　前記スキャンラインおよび前記データラインに電気接続された能動素子と、
　前記能動素子に電気接続されたピクセル電極であって、前記データラインと交差するよ
うに前記データラインの上方に設けられたピクセル電極と、
　前記ピクセル電極の下方に設けられた共有ラインであって、当該共有ラインの一部は前
記ピクセル電極によって覆われている共有ラインと、
　前記データラインの下方に設けられた光遮蔽層と
　を備え、
　前記ピクセル電極は前記データラインの上方に対応するように設けられた複数の開口部
を有するピクセル構造。
【請求項２】
　前記ピクセル電極と前記データラインの間に設けられた平坦化層
　をさらに備える請求項１に記載のピクセル構造。
【請求項３】
　前記データラインは前記共有ラインと平行である
　請求項１に記載のピクセル構造。
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【請求項４】
　前記ピクセル電極の前記複数の開口部は、前記データラインのライン幅の範囲内に収ま
るように設けられる
　請求項１に記載のピクセル構造。
【請求項５】
　液晶ディスプレイパネルであって、
　能動素子アレイ基板であって、
　第１基板と、
　前記第１基板の上に設けられた複数のスキャンラインおよび複数のデータラインと、
　前記第１基板の上に設けられた複数の能動素子であって、それぞれが前記複数のスキャ
ンラインのうちの１本と前記複数のデータラインのうちの１本に電気接続されている複数
の能動素子と、
　前記第１基板の上に、前記複数のデータラインと交差するように前記複数のデータライ
ンの上方に設けられた複数のピクセル電極であって、それぞれが前記複数の能動素子のう
ちの１つに電気接続された複数のピクセル電極と、
　前記第１基板の上且つ前記複数のピクセル電極の下方に設けられた複数の共有ラインで
あって、それぞれが、隣り合う２つのピクセル電極の間に設けられる複数の共有ラインと
、
　前記複数のデータラインの下方に設けられた光遮蔽層と
を有しており、当該２つの隣り合うピクセル電極は各共有ラインの少なくとも２つの辺を
覆っている能動素子アレイ基板と、
　カラーフィルタ基板であって、
　第２基板と、
　前記第２基板の上方に設けられたカラーフィルタアレイであって、ブラックマトリクス
およびカラーフィルタ膜を含むカラーフィルタアレイとを有するカラーフィルタ基板と、
　前記カラーフィルタ基板および前記能動素子アレイ基板の間に設けられた液晶層と
　を備え、
　前記能動素子アレイ基板が有する各ピクセル電極は、対応するデータラインの上方に対
応するように設けられた複数の開口部を含む
液晶ディスプレイパネル。
【請求項６】
　前記能動素子アレイ基板は、前記複数のピクセル電極と前記複数のデータラインの間に
設けられた平坦化層をさらに有する
　請求項５に記載の液晶ディスプレイパネル。
【請求項７】
　前記複数のデータラインは前記複数の共有ラインと平行である
　請求項５に記載の液晶ディスプレイパネル。
【請求項８】
　前記複数のピクセル電極の前記複数の開口部は、前記対応するデータラインのライン幅
の範囲内に収まるように設けられる
　請求項５に記載の液晶ディスプレイパネル。
【請求項９】
　前記カラーフィルタ基板が有する前記ブラックマトリクスは前記能動素子アレイ基板が
有する前記複数のデータラインと位置合わせされている
　請求項５に記載の液晶ディスプレイパネル。
【請求項１０】
　前記カラーフィルタ基板が有する前記ブラックマトリクスはさらに、前記能動素子アレ
イ基板が有する前記複数の共有ラインとも位置合わせされている
　請求項９に記載の液晶ディスプレイパネル。
【請求項１１】
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　液晶ディスプレイパネルであって、
　能動素子アレイ基板であって、
　第１基板と、
　前記第１基板の上に設けられた複数のスキャンラインおよび複数のデータラインと、
　前記第１基板の上に設けられた複数の能動素子であって、それぞれが前記複数のスキャ
ンラインのうちの１本と前記複数のデータラインのうちの１本に電気接続されている複数
の能動素子と、
　前記第１基板の上に、前記複数のデータラインと交差するように前記複数のデータライ
ンの上方に設けられた複数のピクセル電極であって、それぞれが前記複数の能動素子のう
ちの１つに電気接続された複数のピクセル電極と、
　前記第１基板の上且つ前記複数のピクセル電極の下方に設けられた複数の共有ラインで
あって、それぞれが、隣り合う２つのピクセル電極の間に設けられる複数の共有ラインと
を有しており、当該２つの隣り合うピクセル電極は各共有ラインの少なくとも２つの辺を
覆っている能動素子アレイ基板と、
　カラーフィルタ基板であって、
　第２基板と、
　前記第２基板の上方に設けられたカラーフィルタアレイであって、ブラックマトリクス
およびカラーフィルタ膜を含むカラーフィルタアレイとを有するカラーフィルタ基板と、
　前記カラーフィルタ基板および前記能動素子アレイ基板の間に設けられた液晶層と
　を備え、
　前記能動素子アレイ基板が有する各ピクセル電極は、対応するデータラインの上方に対
応するように設けられ、前記カラーフィルタ基板が有する前記ブラックマトリクスは、前
記能動素子アレイ基板が有する前記複数のデータラインと位置合わせされている液晶ディ
スプレイパネル。
【請求項１２】
　前記カラーフィルタ基板が有する前記ブラックマトリクスのライン幅は、６μｍから２
０μｍの範囲内にある
　請求項１１に記載の液晶ディスプレイパネル。
【請求項１３】
　前記カラーフィルタ基板が有する前記ブラックマトリクスはさらに、前記能動素子アレ
イ基板が有する前記複数の共有ラインとも位置合わせされている
　請求項１１に記載の液晶ディスプレイパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はピクセル構造およびディスプレイパネルに関する。より具体的には、ピクセル
構造および液晶ディスプレイパネルに関し、液晶ディスプレイパネルの表示画質を改善す
るための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日のライフスタイルに適応すべく、動画デバイスまたは画像デバイスの薄型化および
軽量化が徐々に進んできている。よく知られた陰極線管（ＣＲＴ）ディスプレイにはメリ
ットもあるものの、構成要素の１つである電子銃のため大型で設置には広いスペースを占
めてしまうというデメリットがある。ＣＲＴディスプレイでは画像を出力する場合に放射
線が発せられ、目に悪影響を与えるなどの問題が生じている。このため、光電子技術およ
び半導体製造技術に基づき液晶ディスプレイなどのフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ
）が開発されており、普及しつつある。
【０００３】
　図１は、よく知られた薄膜トランジスタアレイ基板を示す上面図である。図１に示すよ
うに、よく知られた薄膜トランジスタアレイ基板１０は、ガラス基板１１およびその上に
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設けられた複数のピクセル構造１５を備える。各ピクセル構造１５は、スキャンライン１
２、データライン１３、共有ライン１４、薄膜トランジスタ１６および透過型導電性電極
１７（例えばインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ））を有する。薄膜トランジスタ１６は、対
応するスキャンライン１２およびデータライン１３に電気接続されている。透過型導電性
電極１７は、薄膜トランジスタ１６に電気接続されている。さらに、透過型導電性電極１
７と共有ライン１４は、その下にストレージ容量を形成する。
【０００４】
　薄膜トランジスタアレイ基板１０およびカラーフィルタ基板（不図示）の間に液晶層を
満たすことによって、液晶ディスプレイパネル（不図示）が形成される。しかし、各デー
タライン１３は対応する共有ライン１４と交差しているので、両ライン間でクロストーク
が発生する。このため、データライン１３内で複数の異なる信号が変換されると、各透過
型導電性電極１７の電圧レベルが干渉を受けてしまい、液晶ディスプレイパネルの表示画
質が劣化してしまう。
【０００５】
　上述した問題を解決するために考案された別のよく知られた薄膜トランジスタアレイ基
板の構成を説明する。図２は、別のよく知られた薄膜トランジスタアレイ基板を示す上面
図である。図２に示すように、よく知られた薄膜トランジスタアレイ基板２０では、共有
ライン２４がデータライン１３と平行になるようにガラス基板１１の上に設けられている
。このような構成として、データライン１３と共有ライン２４の間でのクロストークの発
生を防止する。また、薄膜トランジスタアレイ基板２０は高開口率レイアウトに基づいて
設計されているので、各ピクセルユニット２５の透過型導電性電極２７が部分的に、互い
に隣接する複数のデータライン１３と重なっている。
【０００６】
　各透過型導電性電極２７が部分的に、互いに隣接する複数のデータライン１３と重なっ
ているので、各透過型導電性電極２７と左側のデータライン１３の間で寄生容量Ｃｐｄが
発生する。さらに、各透過型導電性電極２７と右側のデータライン１３の間で寄生容量Ｃ
ｐｄ´が発生する。寄生容量ＣｐｄおよびＣｐｄ´の値は、互いに隣接する複数のデータ
ライン１３と透過型導電性電極２７が重なった面積によって決まる。
【０００７】
　各マスクのレイアウト上では、互いに隣接するデータライン１３と各透過型導電性電極
２７が重なった領域の面積は互いに等しくなっているが、実際の製造工程においてはリソ
グラフィープロセスを実行するたびに重ねずれが生じる。このような重ねずれは、大型パ
ネルの製造工程において特に発生しやすい。隣接するデータライン１３と透過型導電性電
極２７を重なり合わせる際のずれが大きすぎると、ドット反転方式の場合に１つのピクセ
ル構造において寄生容量Ｃｐｄと寄生容量Ｃｐｄ´の値が互いに大きく異なってしまうの
で、異なる極性の容量結合効果を相殺することができない。このため、薄膜トランジスタ
アレイ基板２０を備える液晶ディスプレイパネル（不図示）では、縞模様が表示されたり
１枚の同じグレイスケール画像においてムラが発生することがある。
【特許文献１】米国特許第６７８４９４９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述の内容を鑑みて、本発明は能動素子アレイ基板でのクロストークを低減することが
できるピクセル構造および液晶ディスプレイパネルを提供することを目的とする。
【０００９】
　さらに、液晶ディスプレイパネルのムラをなくすことができるピクセル構造および液晶
ディスプレイパネルを提供することも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述またはその他の目的を達成するべく、本発明は基板、スキャンライン、データライ
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ン、能動素子、ピクセル電極および共有ラインを備えるピクセル構造を提供する。能動素
子は、スキャンラインおよびデータラインに電気接続される。ピクセル電極は、能動素子
に電気接続されており、データラインと交差するようにデータラインの上方に設けられて
いる。共有ラインは、ピクセル電極の下方に設けられる。共有ラインの一部はピクセル電
極によって覆われている。
【００１１】
　本発明の一実施形態によると、上述のピクセル構造はさらに、ピクセル電極とデータラ
インの間に設けられた平坦化層を備える。
【００１２】
　本発明の一実施形態によると、上述のピクセル構造のデータラインは共有ラインと平行
である。
【００１３】
　本発明の一実施形態によると、上述のピクセル構造のピクセル電極は、データラインの
上方に対応するように設けられた複数の開口部を有する。さらに、上述のピクセル構造は
データラインの下方に設けられた光遮蔽層を備える。
【００１４】
　本発明はまた、能動素子アレイ基板、カラーフィルタ基板および液晶層を備える液晶デ
ィスプレイパネルを提供する。液晶層は、カラーフィルタ基板および能動素子アレイ基板
の間に設けられる。能動素子アレイ基板は、第１基板、複数のスキャンライン、複数のデ
ータライン、複数の能動素子、複数のピクセル電極および複数の共有ラインを有する。複
数のスキャンラインおよび複数のデータラインは、第１基板の上に設けられている。複数
の能動素子は、第１基板の上に設けられていて、それぞれが複数のスキャンラインのうち
の１本と複数のデータラインのうちの１本に電気接続されている。複数のピクセル電極は
第１基板の上に設けられ、それぞれが複数の能動素子のうちの１つに電気接続されている
。複数のピクセル電極は、複数のデータラインと交差するように複数のデータラインの上
方に設けられている。複数の共有ラインは、第１基板の上に且つ複数のピクセル電極の下
方に設けられ、２つの隣り合うピクセル電極は各共有ラインの少なくとも２つの辺を覆っ
ている。カラーフィルタ基板は、第２基板と第２基板の上に設けられたカラーフィルタア
レイを有する。カラーフィルタアレイは、ブラックマトリクスおよびカラーフィルタ膜を
含む。
【００１５】
　本発明の一実施形態に係る液晶ディスプレイパネルによると、能動素子アレイ基板は、
ピクセル電極およびデータラインの間に設けられた平坦化層をさらに有する。
【００１６】
　本発明の一実施形態によると、液晶ディスプレイパネルのデータラインは共有ラインと
平行である。
【００１７】
　本発明の一実施形態によると、能動素子アレイ基板が有する各ピクセル電極は、対応す
るデータラインの上方に対応するように設けられた複数の開口部を含む。また、カラーフ
ィルタ基板が有するブラックマトリクスは、能動素子アレイ基板が有するデータラインと
位置合わせされている。また、カラーフィルタ基板が有するブラックマトリックスのライ
ン幅は例えば、６μｍから２０μｍの範囲内にある。しかし、この範囲に限定されない。
また、ブラックマトリクスはさらに、能動素子アレイ基板が有する共有ラインとも位置合
わせされている。
【００１８】
　本発明の一実施形態に係る液晶ディスプレイパネルにおいて、能動素子アレイ基板はさ
らに、各データラインの下方に設けられた光遮蔽層を少なくとも有する。また、カラーフ
ィルタ基板が有するブラックマトリクスは能動素子アレイ基板が有するデータラインと位
置合わせされている。ブラックマトリクスはさらに、能動素子アレイ基板が有する共有ラ
インとも位置合わせされている。
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【発明の効果】
【００１９】
　以上の説明から分かるように、本発明に係るピクセル構造では、データラインが共有ラ
インと重なり合うように設けられていない。このため、データラインと共有ラインの間で
クロストークが発生しない。また、各ピクセル電極とデータラインが重なり合う部分の面
積は同一となり、処理中の重ねずれが原因で異なることはない。このため、本発明に係る
ピクセル構造に基づき製造された能動素子アレイ基板において、各ピクセル電極のグレイ
スケール電圧が所定のレベルに維持される。さらにこのような能動素子アレイ基板を用い
て製造された液晶ディスプレイパネルでは、ムラの発生を大幅に減少させ、表示画質を向
上させることができる。
【００２０】
　上述およびその他の本発明の目的、特徴および効果を説明するべく、望ましい実施形態
を添付図面に基づき以下で詳述する。
【００２１】
　上述の一般的な説明および以下に詳述する内容はどちらも例に過ぎず、求められればさ
らに説明を加えるものと理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】よく知られた薄膜トランジスタアレイ基板を示す上面図である。
【００２３】
【図２】別のよく知られた薄膜トランジスタアレイ基板を示す上面図である。
【００２４】
【図３Ａ】本発明の第１実施形態に係る液晶ディスプレイパネルを示す概略断面図である
。
【００２５】
【図３Ｂ】図３Ａに示した液晶ディスプレイパネルイが備える能動素子アレイ基板を示す
部分上面図である。
【００２６】
【図４Ａ】本発明の第２実施形態に係る液晶ディスプレイパネルを示す概略断面図である
。
【００２７】
【図４Ｂ】図４Ａに示した液晶ディスプレイパネルイが備える能動素子アレイ基板を示す
部分上面図である。
【００２８】
【図５Ａ】本発明の第３実施形態に係る液晶ディスプレイパネルを示す概略断面図である
。
【００２９】
【図５Ｂ】図５Ａに示した液晶ディスプレイパネルイが備える能動素子アレイ基板を示す
部分上面図である。
【００３０】
【図５Ｃ】図５Ｂの切断線Ｆ－Ｆ´に沿って能動素子アレイ基板を示す概略断面図である
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　＜第１実施形態＞
　図３Ａは、本発明の第１実施形態に係る液晶ディスプレイパネルを示す概略断面図であ
る。図３Ｂは、図３Ａに示した液晶ディスプレイパネルイが備える能動素子アレイ基板を
示す部分上面図である。なお、図３Ａに示した能動素子アレイ基板の概略断面図は、図３
Ｂに示す切断線Ｃ－Ｃ´に沿ったものである。図３Ａおよび図３Ｂに示すように、第１実
施形態に係る液晶ディスプレイパネル４００は、能動素子アレイ基板１００、カラーフィ
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ルタ基板２００および液晶層３００を備える。液晶層３００は、能動素子アレイ基板１０
０およびカラーフィルタ基板２００の間に設けられている。
【００３２】
　能動素子アレイ基板１００は、第１基板１１０、複数のスキャンライン１２０、複数の
データライン１３０、複数の能動素子１４２、複数のピクセル電極１４４および複数の共
有ライン１５０を有する。第１基板１１０は例えば、ガラス基板、石英基板またはその他
の透過性材料から成る基板である。スキャンライン１２０は例えば、アルミ合金製ライン
またはその他の導電性材料から成るラインで、第１基板１１０の上に平行に配設されてい
る。データライン１３０は例えば、クロム製ライン、アルミ合金製ラインまたはその他の
導電性材料から成るラインで、第１基板１１０の上に平行に配設されているが、スキャン
ライン１２０とは直交するように設けられている。能動素子１４２は例えば、薄膜トラン
ジスタまたはこれ以外の３極スイッチングデバイスで、第１基板１１０の上に設けられて
いる。各能動素子１４２はスキャンライン１２０およびデータライン１３０が交差してい
る箇所に隣接しており、スキャンライン１２０およびデータライン１３０に電気的に接続
されている。ピクセル電極１４４は第１基板１１０の上に設けられ、各ピクセル電極１４
４は能動素子１４２のうちの１つに電気接続されている。ピクセル電極１４４は例えば、
透過型電極、反射型電極または半透過型電極であり、形成材料の例としてはインジウムス
ズ酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）、金属などの透過型導電材料また
は非透過型導電材料が挙げられる。さらに、ピクセル電極１４４はデータライン１３０の
上方に、データライン１３０と交差するように配設されている。共有ライン１５０は、ク
ロム製ライン、アルミ合金製ラインまたはその他の適切な導電性材料から成るラインであ
って、第１基板１１０の上にデータライン１３０と平行になるように設けられ、且つピク
セル電極１４４の下方に配設されている。各共有ライン１５０は、隣接する２つのピクセ
ル電極１４４に対応付けられてその間に設けられ、この２つの隣接するピクセル電極１４
４は対応する共有ライン１５０の少なくとも２つの辺を覆っている。
【００３３】
　カラーフィルタ基板２００は、第２基板２１０およびカラーフィルタアレイ２４０を有
する。第２基板２１０は例えば、ガラス基板、石英基板またはその他の透過型材料から成
る基板である。カラーフィルタアレイ２４０は、第２基板２１０の上に設けられ、ブラッ
クマトリクス２２０およびカラーフィルタ膜２３０を含む。ブラックマトリクス２２０は
例えば、クロム、黒色樹脂またはその他の光遮蔽材料から成る。カラーフィルタ膜２３０
は例えば、カラー樹脂またはその他のカラー染料から成る。
【００３４】
　スキャンライン１２０、データライン１３０、能動素子１４２、ピクセル電極１４４お
よび共有ライン１５０によって、ピクセル構造１４０が構成されている。つまり、各ピク
セル構造１４０はスキャンライン１２０、データライン１３０、能動素子１４２、ピクセ
ル電極１４４および共有ライン１５０を有する。
【００３５】
　本発明の一実施形態によると、図３Ｂに示すように、能動素子アレイ基板１００が有す
るデータライン１３０および共有ライン１５０は平行である。また図３Ａに示すように、
能動素子アレイ基板１００はさらに、例えば有機絶縁材料または無機絶縁材料から成る平
坦化層１６０を有する。この平坦化層１６０はピクセル電極１４４およびデータライン１
３０の間に設けられている。
【００３６】
　各ピクセル構造１４０において、データライン１３０と共有ライン１５０は互いに重な
っていないので、データライン１３０と共有ライン１５０の間でクロストークは発生しな
い。このため、ピクセル電極１４４のグレイスケール電圧のレベルは、データライン１３
０内で複数の異なる信号が変換されても干渉を受けない。よって、液晶ディスプレイパネ
ル４００の表示画質を改善することができる。またさらに、ピクセル構造１４０の構成に
よると、ピクセル電極１４４はデータライン１３０の上方に設けられ、データライン１３
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０と交差している。このような構成とすることによって、能動素子アレイ基板１００製造
中に実行されるリソグラフィープロセスで重ねずれが発生しても、各ピクセル電極１４４
と対応するデータライン１３０が重なる領域の面積はすべて同じになる。従って、各ピク
セル電極１４４と対応するデータライン１３０の間に発生する寄生容量Ｃｐｄの値はすべ
て同じである。このため能動素子アレイ基板１００では、すべてのピクセル電極１４４が
所望のレベルのグレイスケール電圧を達成することができ、液晶ディスプレイパネルのム
ラが大幅に低減し、表示画質を改善することができる。またさらに、ピクセル電極１４４
とデータライン１３０の間のプロセスウィンドウが改善される。
【００３７】
　＜第２実施形態＞
　図４Ａは、本発明の第２実施形態に係る液晶ディスプレイパネルを示す概略断面図であ
る。図４Ｂは、図４Ａに示した液晶ディスプレイパネルが備える能動素子アレイ基板を示
す部分上面図である。なお、図４Ａに示した能動素子アレイ基板の概略断面図は、図４Ｂ
に示す切断線Ｄ－Ｄ´に沿ったものである。図４Ａおよび図４Ｂに示すように、第２実施
形態に係る液晶ディスプレイパネル６００は、第１実施形態に係る液晶ディスプレイパネ
ル４００と類似しているが、能動素子アレイ基板５００において各ピクセル構造５４０の
ピクセル電極５４４が、データライン１３０の上方に対応するように設けられた複数の開
口部５４４ａを有する点で第１実施形態とは異なる。より具体的には、開口部５４４ａは
データライン１３０のライン幅の範囲内に収まるように設けられている。このような構成
とすることによって、各ピクセル電極５４４とデータライン１３０が重なる領域を小さく
することができる。このため、各ピクセル電極５４４とデータライン１３０の間に発生す
る寄生容量Ｃｐｄも低減され、垂直方向のクロストークを低減することができる。
【００３８】
　上述したように第２実施形態によると、液晶ディスプレイパネル６００のデータライン
１３０または共有ライン１５０の上で光漏れが発生するのを避けるべく、カラーフィルタ
基板２００が有するブラックマトリクス２２０は、能動素子アレイ基板５００が有するデ
ータライン１３０と位置合わせされている。ブラックマトリクス２２０はさらに、共有ラ
イン１５０とも位置合わせされている（つまり、カラーフィルタ基板２００のブラックマ
トリクス２２０が、データライン１３０と同じく共有ライン１５０を遮蔽する）。ブラッ
クマトリクス２２０のライン幅は例えば、６μｍから２０μｍの範囲内に納まるように設
定されるが、これに限定されるものではない。
【００３９】
　＜第３実施形態＞
　図５Ａは、本発明の第３実施形態に係る液晶ディスプレイパネルを示す概略断面図であ
る。図５Ｂは、図５Ａに示した液晶ディスプレイパネルが備える能動素子アレイ基板を示
す部分上面図である。なお、図５Ａに示した能動素子アレイ基板の概略断面図は、図５Ｂ
に示す切断線Ｅ－Ｅ´に沿ったものである。図５Ｃは、図５Ｂの切断線Ｆ－Ｆ´に沿った
、能動素子アレイ基板を示す概略断面図である。図５Ａから図５Ｃに示すように、液晶デ
ィスプレイパネル８００は、第２実施形態に係る液晶ディスプレイパネル６００を変形し
たものである。液晶ディスプレイパネル８００では、能動素子アレイ基板７００が有する
データライン１３０がそれぞれ、少なくとも光遮蔽層７１０をその下方に含む。光遮蔽層
７１０は、光漏れを防ぐべくデータライン１３０の下方に設けられる。光遮蔽層７１０は
例えば、クロム層、アルミニウム層またはその他の光遮蔽材料から成る層である。第３実
施形態によると、カラーフィルタ基板２００が有するブラックマトリクス２２０は能動素
子アレイ基板７００のデータライン１３０と位置合わせされている。ブラックマトリクス
２２０はさらに、共有ライン１５０とも位置合わせされている。つまり、ブラックマトリ
クス２２０はデータライン１３０に加えて共有ライン１５０も遮蔽する。第３実施形態に
よると、ブラックマトリクス２２０のライン幅は例えば、６μｍから１５μｍの範囲内に
収まるように設定される。データライン１３０の下方に光遮蔽層７１０が設けられている
ので、データライン１３０の上方に対応するように設けられるブラックマトリクス２２０
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【００４０】
　能動素子アレイ基板７００に光遮蔽層７１０、カラーフィルタ基板２００にブラックマ
トリクス２２０が設けられるので、液晶ディスプレイパネル８００のデータライン１３０
または共有ライン１５０の上方で発生する光漏れを遮蔽することができる。このため、液
晶ディスプレイパネル８００はより高い表示画質を持つ。
【００４１】
　上記の説明から分かるように、本発明の実施形態に係るピクセル構造および液晶ディス
プレイパネルは少なくとも以下に述べる効果を奏する。
【００４２】
　１．本発明の実施形態に係るピクセル構造によると、データラインと共通ラインが互い
に平行であり、データラインは共有ラインと重ならないので、データラインと共有ライン
の間でクロストークが発生しない。従って、このようなピクセル構造に基づいて製造され
た液晶ディスプレイパネルは好適な表示画質を達成することができる。
【００４３】
　２．本発明の実施形態に係るピクセル構造の構成によると、異なるピクセル電極とそれ
ぞれに対応するデータラインが重なる領域の面積はすべて同じである。このため、各ピク
セル電極とそれに対応するデータラインが重なり合う領域の面積は、処理中に発生する重
ねずれが原因で互いに異なることはない。このため、上述のピクセル構造を用いて能動素
子アレイ基板を製造すると、ピクセル電極とデータラインの間のプロセスウィンドウを改
善することができる。
【００４４】
　３．本発明の実施形態に係るピクセル構造によると、ピクセル電極は対応するデータラ
インの上方に配置され、対応するデータラインと交差している。このため、各ピクセル電
極と対応するデータラインが重なり合う面積はすべて等しい。従って、本発明の実施形態
に係るピクセル構造を利用して製造した能動素子アレイ基板では、各ピクセル電極を普通
の方法で所定の電荷量を持つよう帯電させる（または放電させる）ことができる。このよ
うにして製造された能動素子アレイ基板を用いて液晶ディスプレイパネルを製造すると、
ムラが大幅に低減された液晶ディスプレイパネルを実現することができ、好適な表示画質
が達成される。
【００４５】
　４．本発明の第２実施形態によると、各ピクセル電極は複数の開口部を含み、各ピクセ
ル電極と対応するデータラインが重なり合う領域の面積を小さくしている。またさらに、
各ピクセル電極と対応するデータラインの間に発生する寄生容量も低減することができる
。このため、垂直方向のクロストークを減らすことができる。
【００４６】
　５．本発明の第３実施形態によると、光漏れ領域を遮蔽すべく、少なくとも１つの光遮
蔽層がさらに各データラインの下方に設けられている。このため第３実施形態では、ブラ
ックマトリクスのライン幅を小さくすることができ、一部開口率を上げることができる。
【００４７】
　本発明の目的および範囲を離れることなく、本発明の実施形態に係る構造をさまざまに
変更することができるのは当業者には明らかである。このため、本願請求項およびそれに
類するものの範囲内に含まれる限り、本発明の実施形態の変形も本発明の範囲に含むもの
とする。
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